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Значительную роль в обеспечении комфортности обуви принадлежит каркасным деталям: задникам, подноскам, стелькам, которые изготавливаются, в основном из обувного картона. Они характеризуются устойчивостью к истиранию и многократному изгибу, обладают высокими гигиеническими свойствами, однако обладают недостаточной эластичностью, прочностью, формоустойчивостью.

В связи с этим проведены исследования по возможности модификации обувных картонов ЗМ-1, С, СЦМ с помощью ВЧ плазмы пониженного давления [1]. Обработка проводилась в аргоновой плазме ВЧ емкостного (ВЧЕ) разряда при давлении Р=13-133 Па, частоте генератора f=13,56 МГц, мощности разряда Рр= 0,2-2 кВт, расходе плазмообразующего газа G = 0- 0,12 г/с, время обработки 3 ÷ 10 мин.

Установлено, что воздействие ВЧ плазмы пониженного давления приводит к выравниванию свойств обувных картонов в продольном и поперечном направлении, изменению свойств показателей в зависимости от марки и режимов обработки. При этом повысился предел прочности при растяжении на 5-10 % при одновременном либо уменьшении жесткости при статическом изгибе на 15-30 %, либо повышении ее на 5-30 %.

Причиной изменений свойств обувных картонов является их объемная модификация. С точки зрения электрических свойств обувной картон представляет собой систему заряженных капиллярно-пористых макрочастиц со сложным пространственно-неоднородным распределением зарядов. Поверхностные заряды противоположных сторон образца во время обработки в ВЧ плазме изменяются в противофазе, поэтому в порах и капиллярах создается электрическое поле амплитуда напряженностью которого составляет до 104 -105 В/м, что достаточно для их пробоя. При этом, так как обрабатываемое в плазме изделие в целом заряжается отрицательно, то возникает сложное взаимодействие поверхностного и объемного зарядов. Воздействие потоков заряженных частиц, поступающих на внешнюю поверхность из плазмы, а на внутреннюю – из объема пор и капилляров, в результате пробоя последних, приводит к изменению конформации макромолекул субстратов и адгезива, изменению их кристалличности, возникновению дефектов надмолекулярной структуры. В результате интенсивного воздействия плазмы, происходит диффузия дефектов структуры в глубь материала, изменение поляризации макромолекул, что приводит к более равномерному распределению электрических зарядов, следствием этого является перераспределение механических напряжений в системе, выравнивание свойств обувного картона в продольном и поперечном направлениях.
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